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【고안의 설명】

【도면】



<서식항목에 대한 설명>

공보종류 및 공개번호 : 해당 공보의 종류와 공개번호를 기재

(예) 공개실용 20-OOOO-OOOOOOO

공개번호 : 권리구분, 연도, 공개 일련번호로 기재

(예) 2O(권리구분)-OOOO(연도)-OOOOOOO(일련번호)

출원번호 : 권리구분, 연도, 출원 일련번호로 기재

(예) 2O(권리구분)-OOOO(연도)-OOOOOOO(일련번호)  

변경,분할출원 : 변경, 분할출원에 해당하는 경우 출원번호란 옆에 기재

(예) ‘분할’의 경우 : 출원번호 20-0000-0000000(분할)

고안자 : 고안자의 성명, 주소(법인의 경우 법인의 명칭과 사무소 소재지)를 기재

다만 공유인 경우에는 해당 공유자 전원을 고안자로 기재

이 고안을 지원한 국가연구개발사업 : 국가연구개발사업의 결과로 획득한 고안을 출원한 경우에 한하여 기재

과제고유번호 : 연구과제의 고유번호를 기재

과제번호     : 연구과제의 번호를 기재

부처명       : 연구과제의 발주부처명

과제관리(전문)기관명 : 연구개발사업에 대한 기획ㆍ평가ㆍ관리 등의 업무를 수행하는 기관명

연구사업명   : 연구과제가 포함된 상위 연구사업명(확실하지 않을 경우에는 연구과계획서에 기재된 상위 

연구사업명)을 기재

연구과제명   : 각 부처 또는 연구관리기관에서 관리하고 있는 연구과제 단위로서 산업재산권이 도출된 

단위의 연구과제명을 기재

기여율       : 발명에 대한 해당사업별 기여율

과제수행기관명     : 연구과제의 주관기관명을 기재

주관기관     : 연구과제의 주관기관명을 기재

연구기간     : 협약의 체결일과 협약의 만료일을 기재

(예) 이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호        00000000

과제번호            00000000

부처명             ㅇㅇ진흥청

연구관리(전문)기관명 ㅇㅇ진흥청

연구사업명     ㅇㅇㅇㅇㅇ생산기술개발

연구과제명          ㅇㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ의 생산효율성 제고를 위한 보조기술 개발

과제수행기관명      ㅇㅇㅇ대학교

연구기간            20ㅇㅇ. ㅇ. ㅇ. ~ 20ㅇㅇ. ㅇㅇ. ㅇㅇ.

오역정정 : 외국어출원의 경우 국어번역문 제출 이후 제출한 오역정정에 대한 이력(오역정정접수번호, 접수일자)을 

기재

        (예) 오역정정1 0-0-0000-0000000-00 0000년00월00일

청구범위유예 : 청구범위유예 있는 경우 기재 (예) 청구범위유예 : 있음

임시명세서출원 : 임시명세서로 출원한 경우 기재 (예) 임시명세서출원 : 있음               

고안의 설명 : ‘고안의 명칭’, ‘기술분야’, ‘고안의 배경이 되는 기술’, ‘고안의 내용’, ‘도면의 

간단한 설명’, ‘고안을 실시하기 위한 구체적인 내용’ 등으로 구분하여 구체적으로 기재

* 기타 항목에 대한 설명은 공개특허공보를 준용하여 기재


